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요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

1-페닐-3-(1-피페라지닐)-1H-인다졸, 그의 제조방법 및 중간생성물, 및 약제로서의 용도

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

일반식(Ⅰ)의 화합물, 그의 기하 이성체, 광학적 대장체 또는 약제학적으로 허용되는 산부가염.

상기식에서, n은 0또는 1의 정수이고; m은 0내지 2의 정수이며; X 및 Y는 독립적으로, 할로겐, 저급알
킬, 저급알콕시, 저급알킬티오, 디저급알킬아미노, 저급알킬아미노, 아미노, 니트로, 시아노, 머캡토, 
하이드록시 또는 트리플루오로 메틸이고, 각각의 m에 대해 Y는 같거나 다를 수 있으며; R은 수소, 저급
알킬, 사이클로알킬 저급알킬, 저급알케닐, 하이드록시 저급알킬, 디저급알킬아미노 저급알킬, 디저급알
킬포스피닐 저급알킬, 시아노, 저급알킬카보닐, 저급알카노일, 아미노카보닐, 저급알킬아미노카보닐, 또

는 일반식 의 그룹(여기서, q는 0 내지 5의 정수이고; X
1

은 할로겐, 저급알
킬, 저급알콕시, 저급알킬티오, 디저급알킬아미노, 저급알킬아미노, 아미노, 니트로, 시아노, 머캡토, 

하이드록시, 또는 트리플루오로 메틸이며; P는 0 내지 2의 정수이고; 각각의 P에 대해 X
1

은 같거나 다를 
수 있다)이다.

청구항 2 

제1항에 있어서, n은 0이고, m이 0 또는 1이며, Y가 할로겐 또는 트리플루오로 메틸이며, R이 수소, 저
급알킬, 사이클로알킬 저급알킬, 저급알케닐,저급알카노일, 아미노카보닐, 저급알킬아미노 저급알킬, 디
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저급알킬아미노 저급알킬 또는 디저급알킬포스피닐 저급알킬인 화합물.

청구항 3 

제2항에 있어서, R이 수소, 저급알킬, 또는 사이클로알킬 저급알킬인 화합물.

청구항 4 

제3항에 있어서, 1-페닐-3-(1-피페라지닐)-1H-인다졸, 또는 그의 약제학적으로 허용되는 산부가염.

청구항 5 

제3항에 있어서, 1-페닐-3-(4-메틸-1-피페라지닐)-1H-인다졸 또는 그의 약제학적으로 허용되는 산부가
염.

청구항 6 

제3항에 있어서, 1-(4-플루오로페닐)-3-(4-메틸-1-피페라지닐)-1H-인다졸 또는 그의 약제학적으로 허용
되는 산부가염.

청구항 7 

제2항에 있어서, 3-[4-(디메틸포스피닐 메틸)-1-피페라지닐]-1-페닐-1H-인다졸 또는 그의 약제학적으로 
허용되는 산부가염.

청구항 8 

제3항에 있어서, 3-(4-에틸-1-피페라지닐)-1-[4-(트리플루오로 메틸)페닐]-1H-인다졸 또는 그의 약제학
적으로 허용되는 산부가염.

청구항 9 

일반식(Ⅱ)의 화합물, 그의 기하 이성체, 광학적 대장체, 또는 약제학적으로 허용되는 산부가염.

상기식에서, R은 저급알킬, 저급알콕시카보닐 또는 일반식 의 그룹(여기에서, X
1

은 할
로겐, 저급알킬, 저급알콕시, 저급알킬티오, 디저급알킬아미노, 니트로, 시아노, 또는 트리플루오로 메

틸이며; P는 0 내지 2의 정수이고, 각각의 P에 대해 X
1

은 같거나 다를 수 있다)이며; X 및 Y는 독립적으
로, 할로겐, 저급알킬, 저급알콕시, 저급알킬티오, 디저급알킬아미노, 니트로, 시아노 또는 트리플루오
로 메틸이며; n은 0 또는 1의 정수이며; m는 0 내지 2의 정수이고; 각각의 m에 대해, Y는 같거나 다를 
수 있으며; Z는 불소 또는 염소이다.

청구항 10 

약제학적으로 적절한 담체와 함께 활성성분으로서 제1항에 정의된 화합물을 함유하는 약제학적 조성물.

청구항 11 

진통, 진경 및/또는 항우울 활성을 가지는 약제를 제조하기 위한, 제1항에 정의된 화합물의 용도. 

청구항 12 

a) 일반식(Ⅱ)의 화합물을 불활성 유기용매의 존재하에 무기염기로 처리하고; b) 임의로 R이 저급알콕시
카보닐인 일반식(Ⅰ)의 화합물을 가수분해시켜 R이 수소인 일반식(Ⅰ)의 화합물을 제공하고; c) 임의로 

R이 수소인 일반식(Ⅰ)의 화합물을 일반식 R
1

X
2

의 할라이드(여기에서, R
1

은 저급알킬, 사이클로알킬저급
알킬, 하이드록저급알킬, 저급알케닐, 디저급알킬포스피닐 저급알킬, 디저급알킬아미노, 저급알카노일, 

시아노 또는 일반식 (여기에서, q,p, 및 X
1

은 상기 정의된 바와 같

다)의 라디칼이며, X
2

는 할로겐이다)로 처리하여 R이 상기 정의된 R
1

의 의미를 갖는 일반식(Ⅰ)의 화합물
을 제공하고, d) 임의로 R이 수소인 일반식(Ⅰ)의 화합물을 무수 아세트산의 존재하에 포름산으로 처리
하여 R이 포르밀 그룹인 일반식(Ⅰ)의 화합물을 제공하고, e) 임의로 R이 수소인 일반식(Ⅰ)의 화합물을 
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일반식 (여기에서, R
2

는 수소 또는 저급알킬이다)의 니트로-치환된 우레아로 처리하여 R
이 아미노카보닐 또는 저급알킬아미노 카보닐인 일반식(Ⅰ)의 화합물을 제공하고, f) 임의로 당분야에 
공지된 통상의 방법으로 그의 약제학적으로 허용되는 산부가염을 제조함을 특징으로 하여 제1항에 정의
된 화합물을 제조하는 방법.

상기식에서, X,Y,m 및 n은 제9항에 정의된 바와같으며, R은 저급알킬, 저급알콕시카보닐 또는 페닐이며, 
Z는 불소 또는 염소이다. 

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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